






































































专利名称(译) 波束形成设备、波束形成方法、超声成像设备和超声探头
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代理人(译) 胡江海
王艳娇

优先权 1020140057154 2014-05-13 KR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

在此公开了一种波束形成设备、波束形成方法、超声成像设备和超声探
头。所述波束形成设备可包括：第一复合单元，被配置为针对每个组单
独地复合多个组中的信号以产生多个第一复合信号；第二复合单元，被
配置为使用依据所述多个第一复合信号而不同地应用的权重来组合所述
多个第一复合信号。
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